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摘要(译)

在玻璃基板上形成栅极绝缘膜，在该玻璃基板上形成多个多晶硅膜作为
岛状物。形成在栅极绝缘膜上的第一餐层被图案化以在栅极绝缘膜上形
成面对多晶硅层的栅电极，这产生了薄膜晶体管。在栅极绝缘膜上形成
第二金属层以覆盖栅电极。布线部分堆叠在薄膜晶体管的栅电极上。
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